




















专利名称(译) 阵列基板及其制造方法、显示装置

公开(公告)号 CN104730789A 公开(公告)日 2015-06-24

申请号 CN201510128786.X 申请日 2012-11-21
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孙亮
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李梁梁
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李梁梁
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IPC分类号 G02F1/1362 G02F1/1343 G02F1/13 H01L27/02 H01L21/77 G01B21/02

CPC分类号 G02F1/134309 G02F1/136286 G02F1/1368 H01L22/30

代理人(译) 申健

其他公开文献 CN104730789B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明实施例提供了一种阵列基板及其制造方法、显示装置，涉及液晶
显示器领域，可以测量获得准确的条状电极的线宽。所述阵列基板包括
透明基板，设置在所述透明基板上的栅金属层、栅绝缘层、有源层、源
漏金属层以及钝化层；其中，所述栅金属层包括：栅线和栅极的图案，
所述源漏金属层包括：数据线、源极、漏极的图案；所述阵列基板还包
括：设置在像素区域内的第一条状电极和设置在线宽测量区的第二条状
电极；还包括：设置在所述线宽测量区的不透明图案，所述不透明图案
位于所述第二条状电极的下方且至少一个第二条状电极的部分两侧边界
位于所述不透明图案所在的区域内；所述钝化层至少覆盖所述像素区
域。
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